
Title (en)
SUBSTRATE FOR INK-JET HEAD.

Title (de)
SUBSTRAT FÜR FARBSTRAHLKOPF.

Title (fr)
SUBSTRAT POUR TETE A JET D'ENCRE.

Publication
EP 0473786 A1 19920311 (EN)

Application
EP 91904324 A 19910226

Priority
• JP 9100249 W 19910226
• JP 4252990 A 19900226
• JP 4252890 A 19900226

Abstract (en)
A substrate for an ink-jet head comprising: a pair of first distribution electrode layers disposed on a substrate through first electrode adhesion layers;
a pair of second distribution electrode layers disposed on said pair of first distribution electrode layers each correspondingly to a relative one through
second electrode adhesion layers; and heat generating resistor layers included in said first or second electrode adhesion layers and generating heat
on impression of voltage through a pair of said first and second distribution electrode layers.

Abstract (fr)
Substrat pour tête à jet d'encre comprenant: une paire de premières couches d'électrodes de distribution disposée sur un substrat par l'intermédiaire
de premières couches d'adhérence d'électrodes, une paire de secondes couches d'électrodes de distribution disposée sur ladite paire de premières
couches d'électrodes de distribution en correspondance relative mutuelle, par l'intermédiaire de secondes couches d'adhérence d'électrodes, ainsi
que des couches de résistance produisant de la chaleur, comprises dans lesdites premières ou secondes couches d'adhérence d'électrodes et
produisant de la chaleur lors de l'application d'une tension par l'intermédiaire d'une paire desdites premières et secondes couches d'électrodes de
distribution.
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